AW W=

4.1.1
41.1.1
412
4.2
4.2.1
422
4273
4.2.4
4.2.5
4.25.1
4252
4253
4254
43

5.1
5.2
53
54

5.4.1
542

5.4.3
5.5

5.5.1
5.5.2
5.53
5.54

Inhaltsverzeichnis

Einleitung . . . . . . . . . . e
Moglichkeiten zur Strukturierung nach dem Tandem-Verfahren . . . . .
Das Tandem-Verfahren mit der Doppel-Maske “D-M 1”7 . . . . . .. ..
Die Doppel-Photomaske . . . . ... ... .................
Filtermaterial-Eigenschaften . . .. ... ... ... ............
Das Metall Niob . . . . . . .. . . . . . ... e
Nb;Os als Halbleiter . . . ... ... ... .................
Quarzglas . . . . . . . . ..
Anodische Oxidation von Niob . . . .. ... ... .. ... .......
Elektrochemische Grundlagen, Faraday-Gesetze . . . . .. . ... .. ..
Bildung der Passivschicht. . . . .. ... ..................
Der EinfluB des Elektrolyten auf die Passivierung . . . . . . ... .. ..
Potentiostatische Messungen . . . . . ... .. .. ... .. ........
Festlegung der Anodisierungsparameter. . . . .. ... ... .......
Der Elektrolyt . . . ... ... ... .. . . ... ...
Die eingepridgte Stromdichte . . . . . ... ... .. ... 0L
Die Zellspannung . . . . . .. . . . . .. . ...
Art der Stromzuftihrung . . . . . .. . . ... .. oo
Herstellung der Doppel-Masken . . .. ... ... ............
Photolithographie '
Grundlagen . . . . . . . . . .. ..
Charakteristische Photolack-Parameter . . . . ... .. ... ... ....
Standard-1-Lagen-Photolithographie-Verfahren . . .. ... ..... ..
Verfahren zur Erhohung der Auflésung eines Photolithographie-
Prozesses . . . . . . . . . e e e e e e
Der DESIRE ProzeB . . ... ... ... ... ... ... .. .......
Auflosungssteigerung durch Kontrasterh6hung (engl. CEL, Contrast
Enhanced Lithography . .. .. ... ... ... .. ... .........
Der PCM (Portable Conformable Mask)-Proze . .. ... .......
Das neue 2-Lagen-Photolithographie-Verfahren (Tandem-Verfahren) . .
Der Novolak-Resist “KTI 809" . .. ... ... . ... ... .......
Der Elektronenstrahl-Resist “PMMA” . . .. ... .. ..........
Die KrCl*-Excimer-Lampe . . . . . ... ... ... ... .........
Erprobung des Tandem-Verfahrens anhand einer
DehnungsmeBstreifen-Teststruktur

...............................

----------------------

\Y



------------------------------------------



	Inhaltsverzeichnis
	[Seite 1]
	[Seite 2]


